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A. Blondeel, P. Persoone, W. De Bosscher

Die Sputtertechnologie mit rotie-
renden Magnetrons trigt nicht nur
signifikant zur Verringerung der
Herstellkosten bei, sondern sie
eroffnet auch neue Perspektiven
bei neuen Schichtherstellungsver-
fahren mit engen Toleranzen und
hohen Anforderungen.

Verringerung der Belagbildung durch beschichtete
Oberflachen

T. Geddert, F. Albert, I. Bialuch, W Augustin,
S. Scholl Seite 14
Durch die Verinderungen der
Oberflicheneigenschaften mittels
PACVD-Verfahren aufgetragenen
DLC-Schichten ist es moglich,
das Foulingverhalten von wirme-
ubertragenden Flichen positiv zu
beeinflussen.
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feln von Flugtriebwerken mit
speziellen Hartstoffschichten
(Erosionsschutzschichten)
mittels Gasfluss-Sputtertech-
nik ermoglicht eine betricht-
liche Verlingerung ihrer Ein-

satzdauer.

Mit dem Reaktives Niedervolt Ionenplatieren konnen ITO-
Filme mit hoher Qualitit hergestellt werden. Die erhaltenen
optischen und elektrischen Werte sind sehr gut brauchbar
fiir die meisten Anwendungen von transparent leitfihigen
Schichten
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